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íÂıÌÓÎÓ„Ëfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ËÓÌÓ‚
‚˚ÒÓÍËı ˝ÌÂ„ËÈ ‰Îfl ‚ÌÂ¯ÌËı
ÚÓÌÍÓÔÎÂÌÓ˜Ì˚ı ÔÓÍ˚ÚËÈ ‚

˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ, ÓÔÚË˜ÂÒÍÓÈ Ë ‰Û„Ëı
ÓÚ‡ÒÎflı ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË

• çÓ‚ÂÈ¯‡fl ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl, ÔÓˆÂÒÒ Ë
‡ÔÔ‡‡ÚÛ‡ ‰Îfl Ì‡ÌÂÒÂÌËfl
ÔÎÂÌÓÍ ÒÓÁ‰‡ÒÚ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍË
ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÓÍ˚ÚËfl Ë
‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÛ˛
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ

• èÓÍ˚ÚËfl ·Û‰ÛÚ Ó‰ÌÓÔÎÂÌÓ˜Ì˚ÏË
Ò ‡‰„ÂÁËÓÌÌ˚ÏË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ÏË Ë
ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚ÏË ÔÓÂÍÚËÛÂÏ˚ÏË
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ÏË

• èÓ‰ÛÍÚ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚ ÌÛÊ‰˚
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ ‚ Ú‡ÍËı Ó·Î‡ÒÚflı
Í‡Í ‡˝ÓÍÓÒÏË˜ÂÒÍ‡fl,
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì‡fl, ·ËÓÏÂ‰ËˆËÌÒÍ‡fl,
‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ ˝ÌÂ„ÂÚËÍÂ

• èÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏ˚È ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ
 ˝ÙÙÂÍÚ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ 25-50 ÏÎÌ.
‰ÓÎÎ‡Ó‚ ëòÄ Á‡ Ò˜ÂÚ
Û‚ÂÎË˜ÂÌËfl ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡

ëÓÍ ‚ÌÂ‰ÂÌËfl ‚ÌÂ‰ÂÌËÂ Ì‡˜‡ÎÓÒ¸


